Pracovný poriadok

pre Laboratórium UHV Ion Beam Deposition Sputter System
I. Všeobecné ustanovenia
1) Laboratórium UHV Ion Beam Deposition Sputter System bude slúžiť prípravu tenkých vrstiev pomocou iónového zväzku špičkovou prístrojovou infraštruktúrou. Zariadenie je  spoločne využívané v rámci projektu Budovanie Centra excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike – II. etapa (CENTE II), financované zo zdrojov Európskej Únie cez ERDF v rámci aktivity 2.1. Riešiteľmi projektu využívajúcimi laboratórium sú: Elektrotechnický ústav SAV, Ústav merania SAV, Ústav informatiky SAV, Fyzikálny ústav SAV a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.
2) Laboratórium UHV je umiestnené v budove Fyzikálneho ústavu SAV, v miestnosti č. 15. V budúcnosti sa plánuje dovybavenie laboratória ďalšími podpornými zariadeniami.
3) Laboratórium bolo vybudované z finančných zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z časti ústavmi združenými v CENTE.

4) Laboratórium UHV bude využívané aj na výuku študentov FEI STU v rámci cvičení predmetov zameraných na technológiu moderných materiálov pre elektroniku.

5) Za prevádzku zariadenia UHV zodpovedá vedúci laboratória RNDr. Peter Šiffalovič, PhD. a počas jeho neprítomnosti zástupca vedúceho laboratória Ing. Karol Vegsö. 
6) Prevádzku laboratória koordinuje FÚ SAV. Finančné náklady na prevádzku laboratória  sú hradené z projektov  jednotlivých užívateľov úmerne podľa využívaného času.
II. Vedúci laboratória
1) Zodpovedá za prevádzku a vykonávanie nevyhnutných prác v laboratóriu.
2) Spolu so svojím zástupcom eviduje práce, ktoré budú v laboratóriu realizované. Vedúci, resp. jeho zástupca má právo nepovoliť prácu, ktorá by vyžadovala extrémne vysokú spotrebu médií, alebo iným spôsobom by ohrozila technický stav zariadení laboratória.
3) Organizuje školenia pre nových užívateľov a dohliada na prácu užívateľov počas práce v laboratóriu.

4) Poruchy na zariadeniach, havárie a iné nedostatky vzniknuté v laboratóriu okamžite hlási vedeniu FÚ SAV i hlavnému partnerovi ElÚ SAV.
III. Povinnosti užívateľa  laboratória UHV 
1) Postup užívateľa pri využívaní zariadenia: 
- záujemca podá vedúcemu laboratória požiadavku na nanesenie vrstvy a doručí včas prevádzkovateľovi laboratória vzorky pre UHV
- záujemca môže byť počas rastu požadovanej vrstvy prítomný v laboratóriu
- časť získaných výsledkov môže byť (so súhlasom zadávateľa) zverejnená na webe, na stránke CENTE II alebo laboratória
- ak poznatky, získané vďaka vzorkám pripraveným v laboratóriu UHV, budú publikované,  uvedie užívateľ projekt ŠF v poďakovaní
2) Užívateľ je oboznámený a dodržiava všetky požiarne a bezpečnostné pravidlá na pracovisku (Organizačný poriadok FÚ SAV, Požiarny štatút, Bezpečnostné predpisy pre prácu s elektrickými zariadeniami, Prevádzkový poriadok pre prácu

s nebezpečnými chemickými faktormi).

3) V prípade, že nemôže dodržať plánovaný termín práce v laboratóriu, nahlási to včas, najneskôr deň vopred vedúcemu laboratória.
V Bratislave dňa 6. 12. 2011 schválili členovia KRC
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